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Figure 3.3 Geometry for gas throughput calculations.

Escoamento de Gases
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Q —gas throughput (fluxo de escoamento)

Unidades: presso x volume / tempo [Pa.m?s], [Torr.l/s]
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Desenvolvimento no quadro

Escoamento de Gases
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Q= E(PV) =E(NkBT) = lf_tf

energia

Q —gas throughput (fluxo de escoamento)

Unidades: presso x volume / tempo [Pa.m3/s], [Torrls]= energia x num.molec/s = Watt
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Velocidade de Bombeamento

(vaz&@o na boca da bomba)

Q =GP,

C, —velocidade de bombeamento [m?/s ou I/s]
Q, — fluxo de escoamento (retirado do sistema).
P, — pressdo na bocadabomba
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Figure 2-12.

Schematic of vacuum deposition system.

entrada + geracao = saida + acumulacéo

(Equacéo da continuidade
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Velocidade de Bombeamento

TECHNICAL DATA

Displacement »
50 Hz operation 97 /57
60 Hz operacior Mn7mn? /69
Speed (Preurop 6602) el
50 Hz operation asmihtss whmn
60 Hz operacion 10 mn" /5.9 felmin

ULTIMATE VACUUM (TOTAL PRESSURE)
GAS BALLAST ~ HIGH VACUUMMODE  HIGH THROUGHPUT

Closed 2x10° mbar /
15 %107 Torr
Low flow, 3107 ioar

Equacéo Caracteristica do Bombeamento)
G

P, (t) = pzoe_[\/]t = pzoe_mt
a=C,IV

C, — velocidade de bombeamento
V — volume do sistema



FECHNICAL DATA
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Comentarios Finais e Sumario

Escolher bomba de acordo com presséo

final e quantidade de gas bombeado.

Escolher medidor de acordo com pressao

final.

Controlador de fluxo: ferramenta
importante para processos CVD

Analisador de gases residuais: consigo

saber quais os contaminantes do sistema.
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Medidas no Lab

(=> proxima aula)
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G,=11,9m%h (Smith)
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O fluxo do gas bombeado Nossa pressies > p malos 760 orr, menor 10° o
(nitrogénio ou ar) para fora da AN
camara ocorre em regime S N N\ veoous
molecular ou fluido ?
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Figure 2-3. Dominant gas flow regimes as a function of system dimensions and

Pressurc,

(obs: diametro do tubo ~ 2cm)
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Impurezas Comentarios Finais e Sumario
» Escolher bomba de acordo com pressao

p. = Q /C final e quantidade de gas bombeado.

i i 0 . ~
» Escolher medidor de acordo com presséao
final.
P, Q Q « Controlador de fluxo: ferramenta

importante para processos CVD

» Analisador de gases residuais: consigo
saber quais os contaminantes do sistema.

p_ZZQs+Qi ~Q_s

i — impurity outgassing
28
s—supply gas _



